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Rentgenové filmy

Priimyslové rentgenové filmy

Na rozdil od zdravotnickych film& jsou na primyslové filmy kladeny nejvy&si naroky. Citlivd emulze je z
obou stran nosné folie. Rozdéluji se podle zrnitost, se kterou souvisi citlivost.

BohuZel v sou¢asné dobé& neni sjednocené oznadeni citlivosti filmd. Kazdy vyrobce oznaéuje citlivost jinak.
Pro ptiklad jsou v ndsledujici tabulce oznadeny citlivosti film& AGFA v souvislosti s pozadavky norem. Film
D2 je nejméné citlivy, ma vSak nejmensi zrno. Naproti tomu film D8 je nejcitlivéjsi, pro nejmensi naroky na
rozliSeni.

Filmy se vyrabé&ji v rizném baleni, nejlepsi (a nejdrazsi) je baleni vakuové, kde neni potieba zakladat filmy
do kazety v komore. Z obou stran filmu je velmi slaba olovéna folie.

Klasifikace RTG filmi pro NDT

nové normy staré normy
Typ film 3
L CEN Eﬁl_ss-r:;- ISO JIS I1SO DIN REE BS
AGFA STRUCTURIX EN 584-1 96 11699-1 K7627 5579 54-117 2600
D2 C1 special T1 T1 GI G1 1 A
D3 s.c. T1 T1 GI G1 1 A
D3 C2 I T1 T1 GI G2 2 A
D4 C3 I T2 T2 GI G2 3 A
D5 C4a I T2 T2 GII G2 3-4 A
D7 C5 II T3 T3 GIII G3 4 B
D8 cé III T4 T4 GIII G4 4-5 B
Zakladni druhy rentgenovych film AGFA rozdélenych podle citlivosti:
Charakteristika filmu . Pouziti

STRUCTURIX D2 film s extrémné jemnym zrnem, vysokym odlitky z lehkych kovt, kompozity
kontrastem a nizkou citlivosti, urceny pro elektrotechnicky primysl
registraci nejjemné&jsich detaild.
film s ultra jemnym zrnem, vysokym
STRUCTURIX D3 kontrastem a nizsi citlivosti, uréeny pro
registraci nejjemnéjsich kritickych vad.
film s mimoradné jemnym zrnem, vysokym
STRUCTURIX D4 kontrastem a stredni citlivosti, uréeny pro
registraci nejjemnéjsich kritickych vad.
STRUCTURIX D5 film s jemnym zrnem a vysokym kontrola svard a odlitkl, vieobecné
kontrastem, standardni film pro vétsinu strojirenstvi, lodni primysl
aplikaci

odlitky z lehkych kovd, kompozity
elektrotechnicky a letecky primysl

odlitky z lehkych kovt a oceli,
letecky primysl, jaderna energetika







